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요약

본 발명에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판 및 그 제조방법에 의하면, 컬러필터의 오버레이 영역을 블랙매트릭스 

형성부로 이용하기 때문에, 기존의 컬러필터 오버레이 영역에서의 오염물질 트랩을 효과적으로 방지할 수 있고, 컬러

필터와 블랙매트릭스를 동일한 두께치로 형성하기 때문에, 투명 전극 및 배향막의 하부 평탄도를 높일 수 있어, 배향

막의 러빙 공정시 단차에 의한 오염물질 발생을 효과적으로 방지할 수 있어 생산수율을 높일 수 있는 장점을 가진다.

대표도

도 4b

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 일부영역에 대한 입체도.

도 2a, 2b는 종래의 컬러필터 기판에 대한 도면으로서, 도 2a는 평면도이고, 도 2b는 상기 도 2a의 절단선 I-I에 따라

절단된 단면도.

도 3a, 3b는 컬러필터의 오버레이 특성에 대한 SEM(scanning electron microscope)사진 도면.

도 4a, 4b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판에 대한 도면으로서, 도 4a는 평면도이고, 

도 4b는 상기 도 4a의 절단선 IV-IV에 따라 절단된 단면도.

도 5a 내지 5d는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 공정을 단계별로 나타낸 단면

도.

도 6a, 6b는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치에 대한 도면으로서, 도 6a는 평면도이고, 도 6b는 상기 도 6

a의 절단선 VII-VII에 따른 절단된 단면도.
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< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >

110 : 기판 120a, 120b, 120c : 적, 녹, 청 컬러필터

120 : 컬러필터 122 : 블랙매트릭스

124 : 투명 전극 126 : 배향막

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 액정표시장치용 컬러필터 기판 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

최근에, 액정표시장치는 소비전력이 낮고 휴대성이 양호한 기술집약적이며 부가가치가 높은 차세대 첨단 표시장치 

소자로 각광받고 있다.

상기 액정표시장치는 투명 전극이 형성된 두 기판 사이에 액정을 주입하여, 상기 액정의 이방성에 따른 빛의 굴절률 

차이를 이용해 영상효과를 얻는 방식으로 구동된다.

현재에는, 각 화소를 개폐하는 스위칭 소자인 박막트랜지스터(Thin Film Transistor ; TFT)가 화소마다 배치되는 능

동행렬방식 액정표시장치(AM-LCD ; Active Matrix Liquid Crystal Display)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수

하여 가장 주목받고 있다.

도 1은 일반적인 액정표시장치의 일부영역에 대한 입체도이다.

도시한 바와 같이, 서로 일정간격 이격되어 상부 및 하부 기판(10, 30)이 대향하고 있고, 이 상부 및 하부 기판(10, 30

) 사이에는 액정층(50)이 개재되어 있다.

상기 하부 기판(30) 상부에는 다수 개의 게이트 및 데이터 배선(32, 34)이 서로 교차되어 있고, 이 게이트 및 데이터 

배선(32, 34)이 교차되는 지점에 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있으며, 게이트 및 데이터 배선(32, 34)이 교차되는 

영역으로 정의되는 화소 영역(P)에는 박막트랜지스터(T)와 연결된 화소 전극(46)이 형성되어 있다.

도면으로 상세히 도시하지는 않았지만, 박막트랜지스터(T)는 게이트 전압을 인가받는 게이트 전극과, 데이터 전압을 

인가받는 소스 및 드레인 전극과, 게이트 전압과 데이터 전압 차에 의해 전압의 온/오프를 조절하는 채널(ch ; channe

l)로 구성된다.

그리고, 상부 기판(10) 하부에는 컬러필터층(12), 공통 전극(16)이 차례대로 형성되어 있다.

도면으로 상세히 도시하지 않았지만, 컬러필터층(12)은 특정한 파장대의 빛만을 투과시키는 컬러필터와, 컬러필터의

경계부에 위치하여 액정의 배열이 제어되지 않는 영역 상의 빛을 차단하는 블랙매트릭스로 구성된다.

그리고, 상부 및 하부 기판(10, 30)의 각 외부면에는 편광축과 평행한 빛만을 투과시키는 상부 및 하부 편광판(52, 54

)이 위치하고, 하부 편광판(54) 하부에는 별도의 광원인 백라이트(back light)가 배치되어 있다.

이러한 액정표시장치는 풀컬러 구현을 위해 적(Red), 녹(Green), 청(Blue) 삼원색으로 구성된 컬러필터를 필요로 한

다.

이하, 도 2a, 2b는 종래의 컬러필터 기판에 대한 도면으로서, 도 2a는 평면도이고, 도 2b는 상기 도 2a의 절단선 I-I에

따라 절단된 단면도이다.

도 2a에서, 화소 영역(P)을 개구부(62)로 하는 블랙매트릭스(64)가 형성되어 있고, 블랙매트릭스(64)를 컬러별 경계

부로 하여 개구부(62)에는 적, 녹, 청 컬러필터(66a, 66b, 66c)가 차례대로 반복배열되어 구성된 컬러필터(66)가 형
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성되어 있다.

상기 컬러필터(66)를 덮는 영역에는 투명 전극(68) 및 배향막(70)이 차례대로 형성되어 있다.

도 2b에서는, 기판(60) 상에 서로 이격되게 블랙매트릭스(64)가 형성되어 있고, 상기 블랙매트릭스(64)를 컬러별 경

계부로 하여 적, 녹, 청 컬러필터(66a, 66b, 66c)가 차례대로 형성되어 컬러필터(66)를 이루고, 컬러필터(66)를 덮는 

영역에는 투명 전극(68) 및 배향막(70)이 차례대로 형성되어 있다.

상기 컬러필터(66)는 감광성 컬러안료를 이용하여, 노광, 현상 공정을 포함한 사진식각공정(photolithography)에 의

해 컬러단위로 패터닝되어 이루어지고, 투명 전극(68) 및 배향막(70)이 컬러필터(66) 상에 형성되는 적층 구조를 가

지기 때문에, 컬러별 컬러필터(66)의 간격으로 정의되는 오버레이(II ; overlay) 정도가 컬러필터 기판 수율과 밀접하

게 연관된다.

도 3a, 3b는 컬러필터의 오버레이 특성에 대한 SEM(scanning electron microscope)사진 도면으로서, 도 3a는 컬러

필터의 오버레이가 넓은 경우이고, 도 3b는 컬러필터의 오버레이가 좁은 경우에 대한 것이다.

도 3a에서와 같이, 컬러필터의 오버레이가 넓은 경우 컬러필터 단차를 따라 투명 전극 물질 및 배향막이 형성되므로, 

배향막의 러빙(rubbing) 공정시 러빙포가 컬러필터 패턴간 외벽에 압력을 주어 배향막 잔여물질과 같은 오염물질이 

유발됨에 따라, 마치 은하수와 같은 휘점무리에 의해 도메인 불량이 발생되는 문제점이 있었다.

상기 도메인 불량에 대해서 좀 더 상세히 설명하면, 전술한 도메인이란 액정 방향자가 일정하거나 연속적으로 달라져

불연속성이 없는 영역을 의미하는 것으로, 배향불량이나 정전기에 의해 액정의 분포가 달라질 경우 빛의 굴절이 국부

적으로 틀어지게 되어 휘점무리로 보일 수 있다.

또한, 도 3b에서와 같이 컬러필터의 오버레이가 좁은 경우 컬러필터 외벽이 러빙포에 의한 영향은 없으나, 컬러필터 

사이에 트랩(trap)된 오염물질에 의해 오염성 및 잔상이 발생되는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이러한 문제점을 개선하기 위하여, 본 발명에서는 휘점무리에 의한 도메인 불량의 방지 및 컬러필터 간 오염물질 트

랩을 방지할 수 있는 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조방법을 제공하고자 한다.

이를 위하여, 본 발명에서는 컬러필터의 오버레이 영역을 블랙매트릭스 영역 으로 이용하고, 상기 컬러필터와 블랙매

트릭스가 동일한 두께치를 갖도록 별도의 사진식각공정없이 블랙매트릭스를 식각하는 공정을 포함하고자 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제 1 특징에서는 기판 상에, 서로 일정한 오버레이(overlay)를 가지며 차례

대로 반복배열된 적(Red), 녹(Green), 청(Blue) 컬러필터(Color Filter)로 이루어진 컬러필터와; 상기 컬러필터의 오

버레이 영역 내에 형성되며, 상기 컬러필터와 동일한 두께치를 가지는 블랙매트릭스와; 상기 컬러필터 및 블랙매트릭

스를 덮는 영역에 형성된 투명 전극과; 상기 투명 전극을 덮는 영역에 형성된 배향막을 포함하는 액정표시장치용 컬

러필터 기판을 제공한다.

상기 블랙매트릭스는 크롬(Cr)계 금속물질인 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 2 특징에서는, 기판 상에, 서로 일정한 오버레이를 가지며 이격된 적, 녹, 청 컬러필터로 이루어진 컬러

필터를 형성하는 단계와; 상기 오버레이 영역 및 컬러필터를 덮는 기판 전면에 블랙매트릭스 물질을 형성하는 단계와

; 상기 컬러필터의 표면을 노출시키는 두께치로 상기 블랙매트릭스 물질을 식각하여, 상기 오버레이 영역 내 위치하는

블랙매트릭스 물질로 이루어지는 블랙매트릭스를 형성하는 단계와; 상기 컬러필터 및 블랙매트릭스를 덮는 영역에 

투명 전극을 형성하는 단계와; 상기 투명 전극을 덮는 영역에 배향막을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 컬

러필터 기판의 제조 방법을 제공한다.

상기 블랙매트릭스는 크롬계 물질에서 선택되며, 상기 블랙매트릭스 물질을 식각하는 단계는, 상기 크롬계 물질을 습

식식각(wet etching) 공정에 의해 이루어지고, 상기 오버레이 영역은, 화면을 구현하는 최소 영역인 화소 영역 이외의

영역과 대응되는 값으로 형성되며, 상기 배향막을 형성하는 단계에서는, 상기 배향막 물질을 도포하는 단계와, 상기 

배향막 물질을 러빙(rubbing)처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.



공개특허 10-2004-0070918

- 4 -

상기 컬러필터를 이루는 물질은 감광성 컬러안료에서 선택되며, 상기 컬러필터는 감광성 컬러안료를 이용한 사진식

각(photolithography) 공정에 의해 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 3 특징에서는, 서로 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과; 상기 제 1 기판 내부면에 서로 교차되어 형성된 게

이트 배선 및 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차지점에 형성된 박막트랜지스터와; 상기 게이트 

배선 및 데이터 배선의 교차영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 박막트랜지스터와 연결되는 화소 전극과;

상기 화소 전극을 덮는 영역에 형성된 제 1 배향막과; 상기 제 2 기판 내부면에서, 상기 화소 영역 이외의 영역에 대응

되는 영역에 위치하는 오버레이를 가지며 서로 이격되게 차례대로 배열되는 적, 녹, 청 컬러필터로 이루어진 컬러필

터와; 상기 컬러필터의 오버레이 영역 내에 위치하며, 상기 컬러필터와 동일한 두께치를 가지는 블랙매트릭스와; 상기

컬러필터 및 블랙매트릭스를 덮는 영역에 형성된 공통 전극과; 상기 공통 전극을 덮는 영역에 형성된 제 2 배향막과; 

상기 제 1, 2 배향막 사이에 개재된 액정층을 포함하는 액정표시장치를 제공한다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

-- 제 1 실시예 --

도 4a, 4b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판에 대한 도면으로서, 도 4a는 평면도이고, 

도 4b는 상기 도 4a의 절단선 IV-IV에 따라 절단된 단면도이다.

도시한 바와 같이, 화소 영역(P)별로 위치하며, 서로 일정한 오버레이(III)를 가지는 적, 녹, 청 컬러필터(120a, 120b, 

120c)가 차례대로 반복배열되어 컬러필터(120)를 이루고, 상기 컬러필터(120)의 컬러별 오버레이(III) 영역에는 블랙

매트릭스(122)가 형성되어 있고, 상기 컬러필터(120) 및 블랙매트릭스(122)를 덮는 영역에는 투명 전극(124) 및 배

향막(126)이 차례대로 형성되어 있다.

한 예로, 상기 블랙매트릭스(122)를 이루는 물질은 크롬(Cr)계 금속물질에서 선택되며, 컬러필터(120)가 형성된 기판

전면에 증착된 다음 별도의 사진식각 공정없이 식각처리로 형성될 수 있으며, 전술한 식각 공정은 습식식각(wet etch

ing) 공정을 이용하는 것이 바람직하다.

이하, 도 4b를 통해 본 실시예에 따른 컬러필터 기판의 적층 구조를 살펴보면, 기판(110) 상에 서로 일정한 오버레이(

III)를 가지며, 서로 이격되게 적, 녹, 청 컬러필터(120a, 120b, 120c)로 이루어진 컬러필터(120)가 형성되어 있고, 컬

러필터(120)의 오버레이(III) 영역에는, 상기 컬러필터(120)와 동일한 두께(D1)를 가 지는 블랙매트릭스(122)가 형성

되어 있고, 컬러필터(120) 및 블랙매트릭스(122)를 덮는 영역에는 투명 전극(124)이 형성되어 있고, 투명 전극(124) 

상부에는 배향막(126)이 형성되어 있다.

본 실시예에서는, 컬러필터의 컬러별 오버레이 영역에 블랙매트릭스를 형성하며, 컬러필터와 블랙매트릭스를 서로 

동일한 두께치로 형성하기 때문에, 투명 전극 및 배향막이 형성되기 전 기판의 평탄성을 높여, 기존과 다르게 컬러필

터의 오버레이 구간에서의 불량 발생을 미연에 방지할 수 있다.

이하, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 공정을 통해 보다 상세히 설명한다.

-- 제 2 실시예 --

도 5a 내지 5d는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 공정을 단계별로 나타낸 단면

도이다.

도 5a는, 기판(210) 상에 감광성 컬러 안료를 이용한 사진식각 공정에 의해, 적, 녹, 청 컬러필터(212a, 212b, 212c)

를 차례대로 형성하여 컬러필터(212)를 형성하는 단계이다.

이때, 상기 적, 녹, 청 컬러필터(212a, 212b, 212c)의 컬러별 간격은 오버레이(V)로 정의되며, 상기 컬러별 오버레이(

V)는 컬러필터(212)의 사진식각공정 조건에 의해 조절될 수 있다.

본 실시예에서는, 컬러필터(212)가 형성된 기판 상에 블랙매트릭스(미도시) 를 형성하기 때문에, 상기 오버레이(V)는

블랙매트릭스의 형성폭을 결정짓게 되므로, 블랙매트릭스의 형성폭에 대응되는 오버레이(V)를 설계하는 것이 중요하

다.

도 5b에서는, 상기 컬러필터(212)를 덮는 전면에 블랙매트릭스 물질(214)을 형성하는 단계이고, 도 5c에서는 상기 

컬러필터(212) 표면을 노출시키는 두께치(D2)로 블랙매트릭스 물질(214)을 별도의 사진식각 공정없이 식각하여 블

랙매트릭스(216)를 형성하는 단계로서, 통상적으로 컬러필터(212)는 감광성 컬러 안료를 이용한 건식식각 공정에 의
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해 형성되므로, 상기 블랙매트릭스(216)는 컬러필터(212)와 식각선택비를 가질 수 있는 크롬계 금속물질을 이용한 

습식식각 공정에 의해 형성되는 것이 바람직하다.

이와 같이, 본 실시예에서는 컬러필터(212)를 형성한 다음, 컬러필터(212) 및 컬러필터(212)의 컬러별 오버레이(V) 

영역내에 블랙매트릭스 물질(상기 도 5b의 214)을 형성한 다음, 별도의 사진식각 공정추가없이 컬러필터(212)의 표

면을 노출시키는 두께치(D2)로 블랙매트릭스 물질(상기 도 5b의 214)을 식각처리하는 방법으로 블랙매트릭스(216)

를 형성하기 때문에, 미도시한 투명 전극 및 배향막 형성 단계 전 기판의 전체적인 평탄도를 높일 수 있다.

또한, 상기 블랙매트릭스(216)는 컬러필터(212)의 오버레이(V) 영역에 형성되기 때문에 오버레이(V) 영역으로 오염

성분이 트랩되는 것을 방지할 수 있고, 동시에 컬러필터(212)와 블랙매트릭스(216)가 이루는 평탄성에 의해 넓은 오

버레이에 의해 발생되는 러빙 손상(rubbing damage) 또한 방지할 수 있다.

도 5d는, 상기 컬러필터(212) 및 블랙매트릭스(216)를 덮는 영역에 투명 전 극(218) 및 배향막(220)을 차례대로 형

성하는 단계이다.

한 예로, 상기 투명 전극(218)은 ITO(indium tin oxide)로 이루어지고, 공통전극으로 이용된다.

-- 제 3 실시예 --

도 6a, 6b는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치에 대한 도면으로서, 도 6a는 평면도이고, 도 6b는 상기 도 6

a의 절단선 VII-VII에 따른 절단된 단면도이며, 상기 제 1 실시예에 따른 컬러필터 기판의 적층 구조를 중심으로 도시

하였다.

도 6a에서는, 제 1 방향으로 게이트 배선(312)이 형성되어 있고, 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 데이터 배선(3

16)이 형성되어 있으며, 상기 게이트 배선(312) 및 데이터 배선(316)이 교차되는 지점에는 박막트랜지스터(T)가 형

성되어 있고, 상기 게이트 배선(312) 및 데이터 배선(316)의 교차영역으로 정의되는 화소 영역(P)에는 상기 박막트랜

지스터(T)와 연결되는 화소 전극(320)이 형성되어 있다.

상기 게이트 배선(312) 및 데이터 배선(316) 그리고, 박막트랜지스터(T) 영역에 걸친 빗금친 영역은 블랙매트릭스 

형성부를 이루는 미도시한 컬러필터의 오버레이(VI) 영역에 해당된다.

도면으로 상세히 제시하지 않았지만, 컬러필터 기판 구조는 상기 제 1 실시예 구조를 적용할 수 있다.

이하, 도 6b를 통해 본 실시예에 따른 액정표시장치의 단면구조를 살펴보면, 서로 대향되게 제 1, 2 기판(310, 330)이

배치되어 있고, 상기 제 1 기판(310)의 내부면에는 게이트 절연막(312)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(312) 상부에

는 화소 영역(P)을 사이에 두고 서로 이격되게 데이터 배선(316)이 형성되어 있으며, 데이터 배선(316)을 덮는 영역

에는 보호층(318)이 형성되어 있고, 보호층(318) 상부의 화소 영역(P)에는 화소 전극(320)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 화소 전극(320)을 덮는 영역에는 제 1 배향막(322)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 제 2 기판(330)의 내부면의 화소 전극(320)과 대응된 위치에는 적, 녹, 청 컬러필터(332a, 332b, 332c)

가 서로 일정한 오버레이(VI)를 가지며 차례대로 배열되어 컬러필터(332)를 이룬다.

상기 오버레이(VI)는, 이웃하는 화소 전극(320) 사이 구간 및 화소 전극(320)의 가장자리를 일정간격 덮는 영역(VIII)

과 대응되는 폭을 가지는 것을 특징으로 한다.

그리고, 상기 컬러필터(332)의 오버레이(VI) 영역에는 컬러필터(332)와 동일한 두께치(D3)를 가지는 블랙매트릭스(

334)가 형성되어 있고, 컬러필터(332) 및 블랙매트릭스(334)를 덮는 영역에는 공통 전극(336) 및 제 2 배향막(338)

이 차례대로 형성되어 있다.

상기 제 1, 2 배향막(322, 338) 사이 구간에는 액정층(350)이 개재되어 있다.

이와 같이, 본 실시예에 따른 액정표시장치 구조에 의하면, 비화소 영역에서 의 빛을 차단하는 역할을 하는 블랙매트

릭스가 컬러필터의 오버레이 구간에서, 상기 컬러필터와 동일한 두께치로 형성되기 때문에, 공통 전극 및 제 2 배향막

의 하부 평탄도를 높일 수 있어, 기존의 컬러필터의 오버레이 영역에서의 불량 문제를 해결할 수 있다.

그러나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 본 발명의 취지에 어긋나지 않는 한도내에서 다양하게 변경하여 실

시하여도 무방하다.
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예를 들어, 전술한 제 1 기판에 형성되는 어레이 소자의 적층 구조는 다양하게 변경가능하다.

발명의 효과

이와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치용 컬러필터 기판 및 그 제조방법에 의하면, 컬러필터의 오버레이 영역을 블

랙매트릭스 형성부로 이용하기 때문에, 기존의 컬러필터 오버레이 영역에서의 오염물질 트랩을 효과적으로 방지할 수

있고, 컬러필터와 블랙매트릭스를 동일한 두께치로 형성하기 때문에, 투명 전극 및 배향막의 하부 평탄도를 높일 수 

있어, 배향막의 러빙 공정시 단차에 의한 오염물질 발생을 효과적으로 방지할 수 있어 생산수율을 높일 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 상에, 서로 일정한 오버레이(overlay)를 가지며 차례대로 반복배열된 적(Red), 녹(Green), 청(Blue) 컬러필터(C

olor Filter)로 이루어진 컬러필터와;

상기 컬러필터의 오버레이 영역 내에 형성되며, 상기 컬러필터와 동일한 두께치를 가지는 블랙매트릭스와;

상기 컬러필터 및 블랙매트릭스를 덮는 영역에 형성된 투명 전극과;

상기 투명 전극을 덮는 영역에 형성된 배향막

을 포함하는 액정표시장치용 컬러필터 기판.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스는 크롬(Cr)계 금속물질인 액정표시장치용 컬러필터 기판.

청구항 3.
기판 상에, 서로 일정한 오버레이를 가지며 이격된 적, 녹, 청 컬러필터로 이루어진 컬러필터를 형성하는 단계와;

상기 오버레이 영역 및 컬러필터를 덮는 기판 전면에 블랙매트릭스 물질을 형성하는 단계와;

상기 컬러필터의 표면을 노출시키는 두께치로 상기 블랙매트릭스 물질을 식 각하여, 상기 오버레이 영역 내 위치하는

블랙매트릭스 물질로 이루어지는 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 컬러필터 및 블랙매트릭스를 덮는 영역에 투명 전극을 형성하는 단계와;

상기 투명 전극을 덮는 영역에 배향막을 형성하는 단계

를 포함하는 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 방법.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스는 크롬계 물질에서 선택되며, 상기 블랙매트릭스 물질을 식각하는 단계는, 상기 크롬계 물질을 습

식식각(wet etching) 공정에 의해 이루어지는 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 방법.

청구항 5.
제 3 항에 있어서,

상기 오버레이 영역은, 화면을 구현하는 최소 영역인 화소 영역 이외의 영역과 대응되는 값으로 형성되는 액정표시장

치용 컬러필터 기판의 제조 방법.

청구항 6.
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제 3 항에 있어서,

상기 배향막을 형성하는 단계에서는, 상기 배향막 물질을 도포하는 단계와, 상기 배향막 물질을 러빙(rubbing)처리하

는 단계를 포함하는 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 방법.

청구항 7.
제 3 항에 있어서,

상기 컬러필터를 이루는 물질은 감광성 컬러안료에서 선택되며, 상기 컬러필터는 감광성 컬러안료를 이용한 사진식

각(photolithography) 공정에 의해 이루어지는 액정표시장치용 컬러필터 기판의 제조 방법.

청구항 8.
서로 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과;

상기 제 1 기판 내부면에 서로 교차되어 형성된 게이트 배선 및 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차지점에 형성된 박막트랜지스터와;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 박막트랜지스터와 연결되는 

화소 전극과;

상기 화소 전극을 덮는 영역에 형성된 제 1 배향막과;

상기 제 2 기판 내부면에서, 상기 화소 영역 이외의 영역에 대응되는 영역에 위치하는 오버레이를 가지며 서로 이격

되게 차례대로 배열되는 적, 녹, 청 컬러필 터로 이루어진 컬러필터와;

상기 컬러필터의 오버레이 영역 내에 위치하며, 상기 컬러필터와 동일한 두께치를 가지는 블랙매트릭스와;

상기 컬러필터 및 블랙매트릭스를 덮는 영역에 형성된 공통 전극과;

상기 공통 전극을 덮는 영역에 형성된 제 2 배향막과;

상기 제 1, 2 배향막 사이에 개재된 액정층

을 포함하는 액정표시장치.
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专利名称(译) 用于液晶显示装置的滤色器基板及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040070918A 公开(公告)日 2004-08-11

申请号 KR1020030007153 申请日 2003-02-05

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KANG CHANGMO

发明人 KANG,CHANGMO

IPC分类号 G02F1/13357

代理人(译) 贞媛KI

外部链接 Espacenet

摘要(译)

它具有用于根据本发明的液晶显示装置的滤色器基板，并且在对准层的
摩擦处理中可以有效地防止由阶梯式带轮产生的污染物质的产量，该覆
盖区域的颜色根据其制造方法，使用滤光器作为黑色矩阵形成区域，因
此可以有效地防止现有滤色器覆盖区域处的污染物捕获，并且滤色器和
黑色矩阵形成相同的厚度值，因此下部可以增强取向层和透明电极的平
面性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/fa23f62e-1606-41eb-bc68-24197e02ff52
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037359122/publication/KR20040070918A?q=KR20040070918A

